
























专利名称(译) 过敏原暴露系统包括用于混合空气和过敏原的腔室，其与容纳患者的暴露室分开
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摘要(译)

过敏原暴露系统包括混合室，该混合室由壁界定并且不同于空气入口管
道和患者所处的暴露室。来自过敏原注射装置的过敏原颗粒流与通过过
滤装置的没有过敏原的空气流之间的混合通过该混合室中的微湍流现象
发生，该混合室相对于进气管形成加宽并且可以获得充满过敏原颗粒的
空气流，所述过敏原颗粒通过至少一个扩散出口注入到暴露室中，使得
它可以被患者吸入。本发明有益于过敏研究领域的医学和药学研究。
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